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１．概要（Summary） 

ガラスウエハ表面のポリマーパターニングは、防汚防曇

や生体関連物質の接着制御などの新機能表面を形成す

る上で重要な基盤技術になると考えられる。そこで、ガラス

ウエハへの光硬化材料のマイクロパターニング技術に関

する基礎検討に着手した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

レーザー直接描画装置、露光装置（ステッパー） 

【実験方法】 

レーザー直接描画装置を用いてレチクルを作製した。

作製したレクチルを介して、感光性材料を塗布したガラス

ウエハ上へ、露光装置（ステッパ）を用いて光照射を行っ

た。 

 

Fig.  1  Optical Patterning image. 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

露光後のガラスウェハうえの可溶物質を洗浄した後、

光学顕微鏡観察をおこなったところ、Fig. 1に示す様

に、残存ポリマー材料のマイクロパターンを形成でき

ることを確認できた。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・共同研究者：京都大学ウイルス・再生医科学研究所 田

畑泰彦教授 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 

 

６．関連特許（Patent） 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


